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Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
REDUCCION TASA PARA EL EXAMEN DE PATENTABIL

IDAD

[Xl Persona Natural

1. Identificacion del Tramite
M PATENTE DE INVENCION PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD
2. ldentificacion del beneficiario

Persona Juridica

a) En el caso de ser una persona natural y carecer de medios economicos y por tanto apﬁqru? la
reduccién de tasas a la que se refiere la resolucion vigente en tarifas, debe firmar la presente solicitud

bajo la gravedad de juramento.

b). Micro, pequefas y medianas empresas

c). Universidades publicas o privadas

d). Entidades sin animo de lucro

e). Universidad extranjera en Cotitularidad

f). Certificado Aula Propiedad Industrial (AP1) [__|

g). Certificado CIGEPI o CATI
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Micro, pequenas y medianas
empresas

institucional

 institucional
extranjera

universigaaes pubiicas o privaaas
| extranjera en cotitularidad
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Entigaaes sin animo de lucro

3. Datos del Nombre / Nombre 6 razon social IDENTIFICACION
Beneficiario “8 8 J

Direccidn—qq ) 3-4S o0 Z X1 c.c. T INIT

Teléfono: & _ C.E. Otro

Nacionalidad @ Domicilio: Mﬁhﬂnﬁ 1 Nup

Ciudad: . N

|Correo eiectroni ). (om Namero. 9. 264 36;3
|
’ 4, Anexos
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|| Copia Ge registro vigente en
Camara de comercio.

Hoja de informacién
complementaria.

Otros, especificar
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